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LiSi Block

Bloc CAD/CAM pe baza
de disilicat de litiu,
complet cristalizat



Estetica naturala restaurata

Initial LiSi Block: rezistenta, precizie si estetica intr-un bloc complet cristalizat

Initial LiSi Block este un bloc pe baza de disilicat de litiu, complet cristalizat, ce ofera proprietati fizice optime fara a necesita ardere.
Acest bloc unic contine tehnologia HDM (High Density Micronization), patentatd de GC, pentru stomatologia CAD/CAM oferind
rezistenta ridicata la abraziune, margini netede si rezultate estetice. Atunci cand este utilizat impreuna cu tehnica ONE SQIN - sistem

ceramic pentru personalizarea culorii si formei - puteti obtine rapid si simplu rezultate cu estetica ridicata.

Economie de timp deoarece nu necesita ardere pentru cristalizare
Estetica durabila

v
v
v Margini invizibile
v
v

Opalescenta naturala
Baza ideala pentru tehnica ONE SQIN

=
W

Tehnologie HDM pentru stomatologia CAD/CAM

In 2016, cu LiSi Press, GC a introdus tehnologia HDM (High Density Micronisation).

Rezistenta biaxial la flexiune (MPa) LD\ utilizeazs micro-cristale de disilicat de litiu dispersate omogen pentru a umple

500 n totalitate matricea de sticla in loc sa utilizeze cristale traditionale de dimensiune mai Disilicat de litiu Tehnologie HDM

200 . S . . s < . S conventional pentru CAD/CAM
mare. Eficienta clinica a acestei tehnologii a fost dovedita dupa 5 ani de teste clinice’. (IPS e.max CAD) (Initial LiSi Block)

300 r s

200 Pentru a oferi solutii mai rapide la restaurarile indirecte, GC a dezvoltat in continuare

100 tehnologia HDM pentru stomatologia CAD/CAM prin optimizarea dimensiunii

cristalelor si rigiditatea matricei de sticla. Datorita acestei noi tehnologii se obtin

Initial LiSi Initial LiSi . . < . . . < . f
Block Block concomitent o capacitate buna de prelucrare, integritate marginala, capacitate de : K <
(Lustruit) (Culoare & lustruire si rezistenta la abraziune. Cristale cu dimensiune mai mica pentru o frezare usoara,
luciu arse) ' ' rezistenta mai ridicata la abraziune si opalescenta naturala.

Fiind complet cristalizat inainte de frezare, prezinta de la inceput o rezistenta Rigiditate imbunatatits a matricei de sticls pentru a atinge

ridicatd, ceea ce face sa nu mai fie necesare arderi aditionale. o rezistentd mecanica ridicata.

Sursa: GC R&D, Japonia, Date la cerere



Estetica durabila si margini netede

bnitisl

LiSi Block

Rugozitate marginala Grad de uzura Solubilitate
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Initial IPS CEREC Initial IPS CEREC Initial IPS CEREC

LiSi e.max Tessera LiSi e.max Tessera LiSi e.max Tessera

Block CAD Block CAD Block CAD

Sursa: GC R&D, Japonia, Date la cerere Sursa: GC R&D, Japonia, Date la cerere

Margini exacte

Deoarece Initial LiSi Block este deja complet cristalizat inainte de frezare,
se pot observa margini netede si exacte direct dupa frezare. Atunci
cand este ars dupa colorare & glazurare, aceasta acuratete marginala
este mentinuta.

Integritate marginala ideala cu Initial LiSi Block

LA

—

Prin amabilitatea de ZTM Stefan Roozen, Austria

Initial LiSi Block e.max CAD

Marginal gap (um)

200

Sursa: GC R&D, Japonia, Date la cerere
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Initial
LiSi Block

st Prin amabilitatea MDT Djemal

Ibraimi, Elvetia

Sursa: GC R&D, Japonia, Date la cerere



Nuante si indicatii Alegerea transluciditatii in functie de indicatie

Ridicata A m X r‘

¢ HT 1 u - = u Coroana anterioara Coroana posterioara Inlay Onlay Fateta
2 AMHT A2HT A3HT Bi1HT n‘ s‘ q‘ c‘ s‘ c‘ 1‘ s‘ 1‘ q‘ 1‘ s‘
[V]
'i (I | [ | [ | [ | || o & @ o & b o @ o )
Scazuta ATLT  A2LT  A3LT  BILT

Opalescenté natu ralé Restaurare cu Initial LiSi Block

n lumina directa si indirecta.

Initial LiSi Block este disponibil cu translucenta
ridicata (HT) si translucenta scazuta (LT) si ofera

opalescentad naturald indiferent de luminozitate.

Prin amabilitatea Dr. Javier Tapia Guadix, Spania
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LiSi Block

Alegeti procedura preferata de finisare

Initial LiSi Block oferd un timp de procesare redus datorita Tehnica de lustruire :
Timp de procesare

cristalizarii complete. Acest lucru determinad o economie de

timp comparativ cu blocurile CAD/CAM pe baza de disilicat de ‘ ‘ ‘ ‘
o . ) . ) R Initial LiSi Block 9 28% ECONOMIE DE TIMP
litiu conventionale. Se poate obtine un luciu superior in doar
cateva minute doar prin lustruire.
IPS e.max CAD .
| -
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Prin amabilitatea
ZTM Carsten Fisher, 1 Frezare 2 Pre-lustruire 3 Aplicare Putty 4 Cristalizare 5 Récire 6 Caracterizare 7 Ardere 8 Racire 9 Curatare
Germania
Sursa: GC R&D, Japonia, Date la cerere
*In conditii de testare conform IFU.
Doar frezati, colorati si aplicati Flux de lucru

Cu GC Initial 1Q ONE SQIN - sistem ceramic pentru
personalizarea culorii si formei - puteti obtine rapid si usor Scanare & f
‘ (

rezultate cu estetica ridicatd, comparabile cu cele ale design

restaurarilor stratificate conventionale, dar cu o economie
semnificativa de timp.

Cum functioneaza? Alegeti ... Frezare &
preparare

Tehnica de colorare - Pentru toate lucrarile posterioare
monolitice, Initial Lustre Pastes ONE, ceramica 3D unica pentru
caracterizare de la GC, ofera fluorescentd, vitalitate de neegalat
’ Colorare &
si un luciu natural ... doar prin colorare. form3s
Tehnica de micro-stratificare - In cazurile din zona anterioard
ce necesitd o estetica sofisticatd, se combina ceramicile Paste

ONE si SQIN oferind aplicare si proprietati de modelare unice

Finisare

ce vor facilita texturarea suprafetei cu proprietati de auto-

lustruire dupa arderea ceramicii.
Prin amabilitatea ZTM Stefan Roozen, Austria



Creati culoare, forma si textura cu Initial™ ONE SQIN

Structura Etapa 1: culoare si efecte  Etapa 2: forma si textura GATA!
Initial LiSi Block Lustre P, s ONE Aplicare & ardere

Aplicare & ardere

Adaugarea fluorescentei naturale si a luciului

9 X
S QO
Q

Culoare & luciu forma & luciu
Initial LiSi Block tial LiSi Block
+ Lustre Pastes ONE + Lustre Pastes ONE
+ Initial ONE SQIN

Lustre Pastes ONE pe Initial LiSi Block
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LiSi Block

Functiune si estetica

«Sunt extrem de incantat de opalescenta naturala
si capacitatea de potrivire a culorii de care da
dovada versiunea HT a lui Initial LiSi Block.»

MDT Christian Hannker,
Germania

Prin amabilitatea MDT Marco Muttone, Dr. Alessandro lorio, Italia

«lubesc opalescenta lui Initial LiSi Block si prin
urmare stabilitatea sa si adaptarea culorii.»

_ Dr. Christian Lampson
Prin amabilitatea MDT Christian Hannker & Dr. Christian Lampson, Germania C stia ampson,

Germania
Recomandari de cimentare INDICATII | RECOMANDARI
Se recomanda cimentarea adeziva a lui Initial LiSi Block. ! :- j’
Se pot utiliza atat G-CEM ONE cat si G-CEM LinkForce W‘F“i.i

de la GC pentru orice tip de indicatie cu Initial LiSi Block.

Ciment rasinic adeziv cu polimerizare duala G-CEM LinkForce | Ciment rasinic auto-adeziv G-CEM ONE | Ciment adeziv fotopolimeriz—abil G-CEM Veneer

Fatete ‘ / /
Cu Adhesive Enhancing Primer N2
Inlay/Onlay .’ / \/\
: 1 Cu Adhesive Enhancing Primer <2mm
Coroane ‘ / /
1




LiSi Block

Informatii pentru comanda

Mandrind CEREC , marimea 14

Ref. Nuanta
012919 AT HT
012920 A2 HT
012921 A3 HT
012922 B1HT
012923 A1 LT
012924 A2 LT
012925 A3 LT
012926 B1LT

Lustre Pastes ONE o Sistem ceramic Ciment rasinic
Ceramica pentru 2% pentru personalizarea auto-adeziv
caracterizare cu _‘5? culorii si formei

fluorescenta sporita

1. Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of lithium disilicate partial crowns. Am J Dent. 33(6):291-295.
IPS e.max CAD si CEREC Tessera nu sunt marci inregistrate a GC.
G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, G-CEM™ Veneer, Initial™ IQ Lustre Pastes ONE, Initial™ LiSi Press, Initial™ SQIN™ sunt marci inregistrate a GC.

GC EUROPE N.V. GC EUROPE N.V.

Head Office GCEEO Romania
Researchpark Str. Carol Davila 21A,
Haasrode-Leuven 1240 etaj 2, ap.17, sector 5
Interleuvenlaan 33 RO - 050451 Bucuresti

B-3001 Leuven Tel: +40.31.425.75.27

Tel. +32.16.74.10.00 Swule info.romania@gc.dental

Fax. +32.16.40.48.32 Since 1921 https://europe.gc.dental/ro-RO

forf
info.gce@gc.dental ‘ Wo( ’ 100 years of Quality in Dental
https://europe.gc.dental
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